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Tisková zpráva, Praha, 5. 5. 2005

Pavel Jevula vystavuje ve Studiu LR

V pražské galerii oděvních designérů Studio LR je od 5. května k vidění netradiční autorská výstava módního návrháře Pavla Jevuly. Ve Studiu LR na Malostranském nábřeží 1 jsou vystaveny modely z kolekce "Paměť 05", s níž Pavel Jevula zvítězil v prestižní soutěži Top Styl Designer 2005. Výstava potrvá do 29. května a pro širokou veřejnost je přístupná každý pátek, sobotu a neděli, vždy od 10 do 18 hodin. Vstupné je zdarma.
Designer Pavel Jevula, absolvent SPŠ Oděvní v Prostějově a SPSŠ v Ostravě, pojal kolekci "Paměť 05" jako poctu lidem odvlečeným nacisty do koncentračních táborů. Nutnost rychlého odchodu vyjádřil oblečením obráceným na ruby, kombinací spodního prádla s vrchními oděvy nebo použitím hrubých vlněných materiálů s kontrastující krajkou. Modely z této kolekce citlivě doplňují šperky Jitky Petřekové a obuv Davida Janulíka. 

Porota veletrhu STYL a KABO udělila v únoru Pavlu Jevulovi za kolekci "Paměť 05" ocenění Top Styl Designer. Porotci ocenili především zdařilé zpracování tak závažného tématu bez sebemenšího náznaku patetičnosti. "Říkal jsem si, že móda je brána veřejností dost povrchně, takže jsem chtěl udělat něco, co lidem řekne víc než lesk a blesk módních výstřelků. Inspirovala mě kniha "Klid a síla" Zdeny Fantlové, která přežila koncentrační tábor," říká o vzniku své kolekce Pavel Jevula.

Výstava Pavla Jevuly je součástí dlouhodobého projektu Studio LR, který se zaměřuje na podporu českého oděvního designu a mladých talentovaných designérů. 
Studio LR

Studio LR odstartovalo svoji činnost v dubnu letošního roku a jeho zakladatelkou a patronkou 
je módní návrhářka Liběna Rochová. V magickém prostředí Malostranského nábřeží na Starém Městě se jí podařilo vytvořit jedinečnou galerii, která nabízí mladým designérům prostor pro měsíční expozice vlastních prací, autorské prezentace kolekcí či pro komorní módní přehlídky. Studio LR je také vzdělávacím centrem, místem pro setkávání nových talentů i pro vzájemnou výměnu zkušeností a názorů. 

"Už několik let vedu kurzy kreativního oděvu na JAMU a FAVU a pořádám letní workshopy na Farmě Bolka Polívky. Tam někde začala zrát myšlenka podporovat mladé designéry, dát jim prostor, aby předvedli svou kreativitu nespoutanou komerčním přemýšlením, dát jim možnost uchovat si vlastní názor a představit osobitý pohled na oděv. Proto vzniklo Studio LR," říká Liběna Rochová.

Studio LR také podporuje skupinu vybraných mladých designérů, jejichž společná výstava ve Studiu LR právě probíhá. V průběhu roku dostane každý z této skupiny designérů prostor pro měsíční samostatnou autorskou expozici. Podporovanými designéry jsou Monika Drápalová, Hanka Zárubová, Denisa Nová, Petr Kalouda, Radana a Pavel Ivančicovi (MUSET), Lukáš Kimlička, Bára Kučerová a Aleš Šeliga (ALEŠBÁRY), Jakub Polanka a Pavel Brejcha. 
"Ráda bych se věnovala mladým návrhářům, podporovala jejich talent formou worksopů a konzultací. Budu hledat nové tváře a představovat je v galerii Studia LR. Chci podpořit ty, kteří mají nejen oděvnímu designu co nabídnout," dodává Liběna Rochová.
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